esp@cenet document view 



Page 1 of 1 



Production of inorganic layers on metallic, enameled and/or glass substrates 
used as a scratch resistant coating comprises mixing boron nitride with 
solvent and inorganic binder, applying substrate, drying and sealing 
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Abstract of DE1 01 27494 

Production of inorganic layers on metallic, enameled and/or glass substrates comprises mixing boron 
nitride with a mixture of a solvent and an inorganic binder; applying the mixture to a metallic, enameled 
and/or glass substrate by dip coating, spin coating, immersing, flooding, spraying screen printing or foil 
casting; drying and sealing to form an inorganic layer. Preferred Features: The inorganic binder 
consists of inorganic nanoparticles, especially alumina (AI203), aluminum oxy(hydroxide) AIO(OH), 
zirconia (Zr02), yttrium (Y)-Zr02, titania (Ti02), silica (Si02), iron oxide (Fe304) or tin dioxide (Sn02). 
The primary particle size of the particles lies below 100, preferably 50-20 nm. The solvent is 2- 
butoxyethanol, ethanol, 1-propanol, 2-propanol or water, especially a combination of 2-butoxyethanol, 
ethanol and water. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(5?) Funktionelle anorganische Bornitrid Schichten 

@ Die Erfindung bctrifft ein Verfahren zur Herstellung von 
Bornitrid-Schichten auf metallischen, keramischen, 
emaillierten und/oder Glas-Substraten unter Verwendung 
von kristallinem Bornitrid und einem anorganischen Bin- 
dersystem. So hergestellte Schichten eignen sich als 
Hochtemperatur-"Easy-to-clean"-Schichten sowie als tri- 
bologische Schichten. Als anorganisches Bindersystem 
werden keramische Nanoteilchen oder aber glasartige 
Bindersysteme auf Basis von Metallorganylverbindungen 
verwendet. 
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